Uchwata nr 15/L/2020
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 23 wrzesnia 2020 r.

w sprawie wyboru czlonkow Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria Chemiczna Politechniki
Warszawskiej na kadencje 2020-2024

Na podstawie § 72 ust. 1 Statutu PW, uchwala sig, co naste¢puje:

§1

Senat Politechniki Warszawskiej wybiera do sktadu Rady Naukowej Dyscypliny Inzynieria
Chemiczna Politechniki Warszawskiej na kadencje 2020-2024, nastepujacych cztonkow:

1) dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni, Wydzial Budownictwa, Mechaniki
1 Petrochemii;

2) dr hab. inz. Grzegorz Makomaski, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;

3) dr hab. inz. Andrzej Marciniak, prof. uczelni, Wydzial Budownictwa, Mechaniki
i Petrochemii:

4) dr hab. inz. Jacek Michalski, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;

5) drinz. Iwona Wilinska, Wydzial Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii;

6) dr hab. inz. Marek Glinski, prof. uczelni, Wydzial Chemiczny;

7) dr hab. inz. Tomasz Gotofit, Wydzial Chemiczny;

8) dr hab. inz. Pawel Horeglad, Wydzial Chemiczny:;

9) dr hab. inz. Stawomir Jodzis, Wydzial Chemiczny;

10) prof. dr hab. inz. Krzysztof Krawczyk, Wydzial Chemiczny;

11) dr hab. inz. Pawel Maksimowski, prof. uczelni, Wydziat Chemiczny:

12) dr inz. Michal Mlotek, Wydzial Chemiczny;

13) prof. dr hab. inz. Pawel Parzuchowski, Wydzial Chemiczny;

14) dr hab. inz. Andrzej Plichta, prof. uczelni, Wydzial Chemiczny;

15) dr hab. inz. Wioletta Rarog-Pilecka, prof. uczelni, Wydziat Chemiczny;

16) dr inz. Pawel Ruskowski, Wydziat Chemiczny;

17) dr hab. inz. Paulina Wiecinska, prof. uczelni, Wydzial Chemiczny;

18) dr hab. inz. Ewa Zygadto-Monikowska, prof. uczelni, Wydziat Chemiczny;

19) dr hab. inz. Robert Cherbanski, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowej;

20) prof. dr hab. inz. Tomasz Ciach, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

21) dr inz. Katarzyna Dabkowska-Susfal, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowe;j;

22) dr hab. inz. Ewa Dluska, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

23) dr hab. inz. Jakub Gac, prof. uczelni, Wydziat Inzynierii Chemicznej i Procesowe;j;

24) prof. dr hab. inz. Marek Henczka, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

25) dr hab. inz. Magdalena Jasiniska, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
1 Procesowe;j;

26) dr hab. inz. Malgorzata Jaworska, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowej;

27) dr hab. inz. Andrzej Krasinski, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
1 Procesowe;j;

28) dr inz. Jan Krzysztoforski, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

29) dr hab. inz. Lukasz Makowski, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowej;



30) prof. dr hab. inz. Arkadiusz Moskal, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

31) dr inz. Wojciech Orciuch, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

32) dr hab. inz. Maciej Pilarek, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowej;

33) dr hab. inz. Rafal Przekop, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej:

34) dr hab. inz. Antoni Rozen, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej;

35) dr hab. inz. Pawel Sobieszuk, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowe;j;

36) prof. dr hab. inz. Tomasz Sosnowski, Wydzial Inzynierii Chemicznej i Procesowej:

37) dr hab. inz. Maciej Szwast, prof. uczelni, Wydzial Inzynierii Chemicznej
i Procesowej;

38) mgr inz. Dominik Wolosz (doktorant).

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Sekretarz Senatu Rektor

LoV Topunso—

mgr-Joanna Kozuchowska prof. dr hab. inz. Krzysztof Zaremba



